Funktionelle Oberflaichen mittels Nanoimprint Lithographie FJ PROFACTOR

Funktionelle Oberflachen und Nanostrukturen oo v Separation of siamp

Inkjet Druck:
Printed Structural Electronics S S, imprint
Multimaterial AM fur life sciences UV-curable coating on substrate

Contact and UV-curing of functional material

Nanoimprint Lithographie:

Replikationstechnologie fiir Mikro- und Nanostrukturen: kaltra!ytische; Oberflache

» StrukturgrofRe: sub-10nm bis mehrere 100um

» grof¥flachig: z.B. 30x60cm?
11“ doi.ér 10.1016/j.surfcoat.2010.04.045

» komplexe und biomimetische Strukturen in einem
einzigen Prozessschritt

« direktes Strukturieren von funktionellen, auch
biobasierten Materialien

» auch auf gekrummten Oberflachen

Kontakt:
DI Dr. Michael Muhlberger
michael.muehlberger@profactor.at

« schnell, kosteneffizient, energie- und
ressourcensparend
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